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МОДЕЛЮВАННЯ ЕРОЗІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ПЛЯМАХ ЕЛЕКТРОДІВ ПІД ЧАС 

ВАКУУМНОГО РОЗРЯДУ ПРИ ФОРМУВАННІ НАНОСТРУКТУР 

Як було показано в роботах [1,2] основні ерозійні процеси при проходженні розряду в 

різних середовищах реалізуються в основному в електродних плямах. Тому формування 

моделі ерозійних процесів на електродах почнемо з розгляду процесів в електродних 

плямах. Дослідження ерозійних процесів при формуванні наноструктур почнемо з розгляду 

джерел і стоків тепла в електродних плямах, після цього проведемо аналіз результатів 

розрахунку. Зручніше за все теплові процеси моделювати, використовуючи рівняння 

теплового балансу. 

При експериментальних дослідженнях ерозії у металевих електродів практично на всіх 

режимах розрядження з електродною плямою спостерігаються викиди рідкого металу у 

вигляді крапель [3]. 

 

а)     б) 

Рис. 1 – Температурні поля для статичної а та рухомої б плям катоду 

За наведеною вище моделлю та алгоритмом було проведено розрахунки для електродів 

при технологічних умовах, необхідних для формування наноструктур [1,3]. У результаті 

теоретичних розрахунків було отримано температурні поля поблизу рухомої та нерухомої 

плям (рис. 1, а, б). 
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